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　当社のコア技術は、半導体およびFPD製造のためのプロセス技術および

メカトロニクス技術であり、製品競争力強化のための技術開発を推進してい

ます。そして、さらなる成長のための取り組みとして、①技術開発強化によ

る新製品の創出と拡販、②高効率生産によるコスト競争力の強化、③新規

事

てきております。このような状況の中で、当社におきましても、装置レシピ

や、ソフトウエア技術、ならびに複数の製造装置のプロセス管理技術などに

関する特許出願による対応を積極的に行うことで保護強化に努めています。




